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Feladat: forraszanyagokkal kapcsolatos felületfizikai 

vizsgálatok elvégzése SNMS és XPS módszerekkel 
 

• mélységi profilelemzés alkalmazhatóságának kiterjesztése 

durva, olvasztott/forrasztott felületekre, forraszanyagokra; 

• felületi durvaság szerepe porlasztáson alapuló mélységi 

profilanalízisben; 

• kísérleti minták vizsgálata; 
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 „Secondary Neutral Mass Spectrometry” - SNMS  
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• kráter alak; 

• felületi durvaság; 

• önkonzisztens kiértékelés; 

• felületi összetétel és 

topográfia változása a 

porlasztási folyamat alatt; 

• program keretbe foglalva 
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 Modellszámolás: alkalmazható-e az MRI modell  
(„Mixing - Roughness - Information depth”)? 
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Magnetronos porlasztással készült 
Cu/Ni multiréteg felületi durvasága: 

Ra~1 nm 

Ezüsttel bevont réz lemez felületi 
durvasága: Ra~250 nm 
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 TiO felületi réteg vizsgálata          
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TiO réteg vastagságának változása 
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TiO réteg kémiai állapota 
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A felület színének rétegvastagságtól való függése 
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 Ezüst bevonattal ellátott vékony réz lemezek vizsgálata 
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Galvanizáló technológia fejlesztése 
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Mintaszám: 15/3
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Mintaszám: 15/5

0 50 100 150 200 250 300 350 400

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

In
te

n
zi

ta
s 

[c
p
s]

Mélység [nm]

11/14 

• a galvanizálással létrehozott Ag 
rétegben magas a kén és a réz 
tartalom; 
 

• egyes mintáknál a felületet egy 
vastag kén tartalmú réteg borítja; 
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• vastag ezüst réteg ↔ hosszabb 
galvanizálási idő  : kén/réz/ezüst//réz 
rétegszerkezet kialakulása; 

 

• vékony króm réteg a Cu-fólia felületén; 
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Mintaszám: 25/1
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 Összefoglalás 

• nagy felületi durvasággal rendelkező minták mélységi 

profilanalízise; 

 

• az eloszlásfüggvény visszaállítása a felületi durvaság és a 

kiporlasztott kráter alakjának függvényében; 

 

• TiO és Cu lemezen galvanizálással leválasztott Ag rétegek 

vizsgálata;  

 

"A bemutatott kutató munka a TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0019 jelű projekt részeként 
az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg" 

TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0019 

Miskolc, 2014. március 5. 

Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 


